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Эластичные материалы обеспечивают гибкость, упругость элемента определенных устройств, отличаются своими изоляционными и демпфирующими свойствами, из-за чего имеют обширное применение. Особенными применениями являются актуаторы и тактильные датчики.
Для обеспечения возможности подвода управляющего напряжения на поверхности элементов из эластомеров необходимо сформировать электроды [1]. Морфология поверхности эластичного материала будет влиять на качество наносимого сверху слоя металлизации, а значит, и на функциональные свойства устройства. Поэтому перед нанесением тонкопленочного электрода требуется предварительная ионная обработка (ИО), которая модифицирует поверхность эластичного материала, улучшая его адгезионные и другие свойства [2].
Отработка режимов ИО важна для получения наилучшего качества слоя металлизации. Эластомер имеет неразвитую структуру с точечными выступами (рис. 1).
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Рис. 1. 3D изображение атомно-силовой микроскопии (АСМ) эластомера до ИО 

После ИО поверхность эластомера становится развитой (таблица 1). Поверхность после обработки при 0º отличается «чешуйчатой» структурой, а при 90º появляются глубокие впадины, сглаживаются точечные выступы.
Таблица 1. АСМ-изображения эластомеров при различных режимах ИО
	Скан
	10 мин
	5 мин

	
	0º
	90º
	0º
	90º

	2D
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После проведения полного факторного эксперимента получено уравнение регрессии, показывающее существенное влияние угла ИО в выбранном диапазоне (0–90º) на шероховатость эластомера и отсутствие влияния времени обработки в диапазоне 5–10 мин.
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